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Y como se afectan con polielectrolitos Se construyo un ensamblado de PAH:PSS por la técnica de drop casting que se
cada paso de tratamiento

mantiene estable durante todo el tratamiento realizado.

Se encontrd que la deposiciéon de 3 capas de PAH:PSS, sin tratamiento de lavado ni
AG VAYD, ECI MIE NTOS térmico e incubaciéon por 30 minutos en soluciones de Pb2* fueron las condiciones
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CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, 2.5 mM. Para el caso de 0.5 mM equivale a una retencion de 4.5 ng Pb?2 /sz.
OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, UBA —
Universidad de Buenos Aires, ANPCyT — Agencia Nacional de Promocion Se caracterizé mediante EIS y se encontré una tendencia lineal del valor de Ia resistencia

Clentifica y Tecnica, ADIMRA ~Departamento de seguridad y medio ambiente  p5 ;5 del ensamblado con iones plomo) con la inversa de la concentracion de cationes.



